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Genstande (10) renses ved indvirkning af et koldt differeret
plasma, idet de anbringes i et ekspansionskammer (7) af et
apparat, der producerer et koldt plasma, f.eks. under ind-
virkning af en mikrobelgeudladning.

Den plasmadannende gas er fortrinsvis en blanding af nitrogen
og oxygen, der indeholder en ringe andel af en fluoreret
eller chloreret forbindelse, iszr nitrogen trifluorid.

Fremgangsmdden anvendes til rensning af genstande af rustfrit
st4dl, keramisk materiale, porcelzn og glas ved nedbrydning
af forurenende materialer, f.eks. maskinoclie eller -fedt-
stof. Fremgangsmidden er isazr anvendelig til dekontaminering
af verktej anvendt indenfor kerneindustrien.
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